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Abstract (en)
The cold gas spraying process is carried out at lower pressures of less than 800 mbar (80 kPa). An Independent claim is included for corresponding
equipment.

Abstract (de)
Erfindungsgemäß wird der Kaltgasspritzprozess in einer Vakuumkammer bei einem Druck, der unterhalb von 800 mbar(80 kPa) liegt, ausgeführt.
Dazu befindet sich die Kaltgasspritzpistole (3) sowie das Werkstück (5) in einer Vakuumkammer (4). Dies ermöglicht den Einsatz von optimal
wirkenden Trägergasen wie beispielsweise Helium oder heliumhaltigen Mischungen. <IMAGE>
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